Dispensette® S Trace Analysis
Campos de aplicacion recomendados

Medio a dosificar Resortesde  Resortes de
valvulas vélvulas
Pt-Ir Ta
Acido acético + +
Acido clorhidrico + +
Acido fluorhidrico* + -
Acido fosférico + +
Acido nitrico + +
Acido perclérico + +
Acido sulfirico + +
Agua + +
Bromo + +
Hidréxido de sodio, 30% + o
Peréxido de hidrégeno - +
Solucién amoniacal + +

+apropiado - no apropiado
* Elacido fluorhidrico ataca ligeramente al zafiro. Para reducir los valores de
aluminio levemente elevados recomendamos desechar antes del andlisis
3-5 dosificaciones de 2 ml cada una.

Esta tabla ha sido comprobada cuidadosamente y se basa en los conocimientos
actuales. Observar siempre las instrucciones de manejo del aparato y las indica-
ciones del fabricante de los reactivos. Si Ud. necesita informaciones sobre pro-
ductos quimicos no mencionados en esta lista, puede comunicarse con BRAND.
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